Zaawansowane leczenie wymaga szczegdlnej uwagi

Wskazania do stosowania Fuji Temp LT W

Profesjonalne rozwigzania do wszystkich wskazan
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Bezpieczne i komfortowe zdejmowanie

Dane wewnetrzne dziatu Badan i Rozwoju GC,
Japonia, 09/2010. Dane dostepne na zyczenie

Fuji Temp LT wykorzystuje najlepsze prewencyjne wtasciwosci glasjonomerdw, zapewniajac pacjentowi
dodatkowg ochrone dzieki statemu uwalnianiu fluoru.

Niezmieniona powierzchnia do ostatecznego cementowania
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Bez potrzeby uzycia inwazyjnych narzedzi Dane wewnetrzne dziatu Badar i Rozwoju GC, Japonia, 09/2010. Dane dostepne na zyczenie




